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RESPOSTA AOS RECURSOS DO EDITAL 6/2026/JARU/2026/JARU - CGAB

PROCESSO SEI N° 23243.000667/2026-01

DOCUMENTO SEI N° 2934051
INTERESSADO(S): DIRECAO DE ENSINO - CAMPUS JARU, DEPARTAMENTO DE APOIO AO

ENSINO, COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS, CHEFIA DE GABINETE

RESPOSTA AOS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMACAO DE CADASTRO
RESERVA DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO CAMPUS JARU, DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (IFRO), no uso de suas atribuigdes legais
e regimentais conferidas pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de
dezembro de 2009; estabelecidas pelo art. 177 do Regimento Geral do IFRO, aprovado pela Resolugao n°
65/Consup/IFRO, de 29 dezembro de 2015, e posteriores; e pela Portaria n° 102/REIT - CGAB/IFRO, de
27 de janeiro de 2025 (SEI n° 2536347), torna Publica a resposta aos recursos contra o homologacio
preliminar das inscri¢des do Processo Seletivo Simplificado para contratacdo por tempo determinado
de Professor Substituto para atender a necessidade temporaria de excepcional nteresse do Campus Jaru,
de acordo com as definicdes deste Edital.

AREA: ADMINISTRACAO

NOME

INSCRICAO| -\ ipLETO

MOTIVOARG UMENTACAORESULTADOJUSTIFICATIVA

SEM PROTOCOLOS DE RECURSOS

AREA: GEOGRAFIA

NOME

INSCRICAO| -\ ipLETO

MOTIVOARG UMENTACAORESULTADOJUSTIFICATIVA




SEM PROTOCOLOS DE RECURSOS

AREA: LINGUA PORTUGUESA

NOME

INSCRICAO| COMPLET OIMO'HVOIARG UMENTACAORESULTADOJUSTIFICATIVA

SEM PROTOCOLOS DE RECURSOS

MICHAEL MARCAL DOS REIS
Diretor-Geral Substituto | [FRO Campus Jaru
PORTARIA No 0626/REITORIA/IFRO, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
‘ eil Documento assinado eletronicamente por Michael Marcal dos Reis, Diretor(a) Geral
agimm: ﬁ Substituto(a), em 23/02/2026, as 19:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
eletrénica art. 6° § 1° do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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